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Hartung auf den Punkt

Mit UV- und LED-UV-Systemen pragt Hoenle seit 50 Jahren die
Entwicklung prozesssicherer Druck- und Fertigungstechnologien.

Als der Physiker und Naturforscher Johann Wilhelm Rit-
ter im Jahr 1801 die ultraviolette Strahlung entdeckte,
ahnte er nicht, wie gravierend sein Experiment die na-
turwissenschaftliche Welt verédndern sollte. Auch 1976
steckte die UV-Technologie noch in den Kinderschuhen.
Aber die Unternehmensgriinder Prof. Dr. Karl Honle und
Dr. Gunter Schmid erkannten ihr riesiges Potenzial. In-
novative Bestrahlungslésungen fur Industrie und Medi-
zin zu entwickeln, war und ist das Ziel der im Grof3raum
Minchen gegrindeten AG, die 2026 auf 50 Jahre Un-
ternehmensgeschichte zurtckblickt. Die Geschichte des
oberbayerischen Technologieunternehmens dokumen-
tiert, wie aus einem physikalischen Phdnomen eine in-
dustrielle Schltsseltechnologie wurde.

Wirkung von UV-Licht

Die Leitidee der Unternehmensgrinder fasst Dr. Franz
Richter, CEO von Hoenle, in zwei Satzen zusammen: ,,UV-
Lichtist unsichtbar, aber seine Wirkung ist es nicht. Wir
machen diese Wirkung préazise steuerbar, reproduzier-
bar und wirtschaftlich nutzbar.”

Das Ergebnis: UV-Technologie wird heute in industriel-
len Fertigungsprozessen fur die [6semittelfreie Trock-
nung und Hartung von Klebstoffen, Lacken und Farben
sowie fur die chemiefreie Entkeimung von Oberflachen,
Luft und Wasser genutzt.

.Seitden spaten 1970er-Jahren sind die Anforderungen
an Prozesssicherheit in allen Druckverfahren wie auch
im Siebdruckbereich erheblich gestiegen”, erlautert Vol-
ker Selg, Director Sales im Bereich Curing bei Hoenle.
Viele Inhaltsstoffe, die friiher selbstverstandlich einge-
setzt wurden, sind heute undenkbar.” Dies spiegelt ein
grundlegend verdndertes Verstdndnis von Qualitat, Si-
cherheit und Nachhaltigkeit wider. Vor allem drei Berei-
che warenin den Anfangsjahren der UV-Héartung im Sieb-
druck technisch herausfordernd. Fehlende Abstimmung
zwischen Chemie und UV-System flihrte zu unzureichen-
der Farbhartung und hohem Ausschuss. Konventionel-
le Vorschaltgerate arbeiteten instabil, und die Reflek-
tortechnologie erwies sich noch als rudimentar. ,,Diese
Schwachstellen haben den Entwicklungspfad der UV-
Technologie maBgeblich gepragt”, sagt Volker Selg.
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Siebdruck

Der Weg der UV-Systeme von einfachen Lampenldsun-
gen hin zu integrierten Hartungssystemen war lang. Wah-
rend in den frihen Jahren Leistung, Verflgbarkeit und
Kosten der Lampe selbst im Vordergrund standen, sei
mit wachsendem Prozessversténdnis klar geworden: Die
eigentliche Herausforderung ist nicht die Lampe, son-
dern der stabile Industrieprozess. ,,Fur Hoenle war es
daher ein konsequenter Schritt, Lichtquelle, Optik, Kih-
lung, Steuerung und Prozesslberwachung als aufein-
ander abgestimmte Einheit zu entwickeln”, erklart Vol-
ker Selg. Dies bedeutete: weg von der Einzelkomponen-
te, hin zum integrierten System und Technologiepartner.

Meilensteine und kritische Faktoren

Ein Meilenstein in der Entwicklung war die LED-UV-Tech-
nologie. ,,Es war friih erkennbar, dass LED-UV den Markt
verandern wirde”, bestéatigt Hoenle-Vertriebsleiter Vol-
ker Selg. Jedoch merkt er an, dass eine vollstandige Ab-
l6sung klassischer UV-Lampen noch in der Ferne liege:
LED Uberzeugt mit Energieeffizienz, langer Lebensdau-
er, unmittelbarer Schaltbarkeit und geringer Substrat-
warme. Die entscheidende Einschrankung bleibt das
Spektrum. ,Klassische Lampen emittieren breitbandig,
LED nur in schmalen Wellenlangenbereichen um 365,
385, 395 oder 405 nm. Wo kurzere Wellenldngen bend-
tigt werden, bleibt die konventionelle Technologie un-
verzichtbar”, so Volker Selg. Deshalb hélt Hoenle bewusst
beide Technologien im Portfolio - LED-UV-Systeme und
klassische UV-Lampen.

Eine der gréBten Herausforderungen in der UV-Techno-
logie im Druckbereich ist die Koordination zwischen UV-
Systemen, Druckfarben und Substraten.,Diese Abstim-
mung ist eine der kritischsten und am haufigsten unter-
schatzten Faktoren im Druckprozess”, stellt Volker Selg
klar. ,Spektrum, Intensitat und Homogenitat der UV-
Quelle missen ebenso aufeinander abgestimmt sein
wie Schichtdicke, Pigmentierung und thermische Be-
lastbarkeit des Substrats.” Der Spezialist flr industriel-
le UV-Technologien sieht sich hier als Entwicklungspart-
ner. Vertrieb und Anwendungsberatung arbeiten eng mit
Farben- und Lackherstellern zusammen, wahrend im
eigenen Anwendungslabor Systemkonfigurationen un-
ter realen Bedingungen erprobt und validiert werden,
bevor sie in die Kundenlosung einflieBen.
Digitalisierung und Industrie-4.0-Konzepte pragen die
Entwicklung zusatzlich. Was friher ein ungeplanter Aus-
fall war, wird heute durch vorausschauende Wartung frih-
zeitig erkennbar. Die Vorteile: hohere Verfugbarkeit, kir-
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zere Stillstandzeiten und planbarere Wartungsinterval-
le. Auch lassen sich Parameterwechsel und Leistungs-
profile zunehmend automatisiert umsetzen., Diesist ein
konsequenter Schritt weg von manueller Einzeloptimie-
rung hin zum dokumentierten Industrieprozess.”

Diese vertikale Kompetenz hat Hoenle Uber Jahrzehnte
aufgebaut, und sie erweist sich gerade in Zeiten wirt-
schaftlichen Wandels als entscheidender Vorteil. Die
Kombination aus Hardware, Verbrauchsmaterialien und
Engineering-Kompetenz sichert dem Unternehmen eine
Resilienz, die reine Komponentenanbieter nicht errei-
chen konnten - in der Elektronikfertigung, im Automo-
tive-Bereich und in der Medizintechnik ebenso wie in der
Halbleiterindustrie oder der Display-Produktion.

Fundamentale Neuerungen

Dabei unterscheiden sich die heutigen UV-Systeme fur
den Siebdruck fundamental von friiheren Lésungen. ,,Kon-
ventionelle Lampensysteme wurden in Leistung und Ef-
fizienz erheblich verbessert, LED-UV ist als neue Tech-
nologieklasse hinzugekommen”, so Volker Selg. Reflek-
toren haben sich von Hilfskomponenten zu Préazisions-
werkzeugen entwickelt, die Strahlung gezielt und homo-
gen auf das Substrat bringen. Die Abstimmung zwischen
UV-System und Chemie ist heute applikationsspezifisch
maoglich, und moderne Steuerungstechnik erlaubt die
prazise Echtzeitregelung von Intensitédt und Dosis.

In naher Zukunft werde der starkste Impuls von der LED-
UV-Technologie ausgehen: durch Leistungssteigerun-
gen und vor allem die ErschlieBung kirzerer Wellenlén-
genbereiche durch UVC-LEDs. ,Gelingt dieser Schritt,
werden die Spektraleinschrédnkungen von LED weitge-
hend Uberwunden - mit erheblichen Konsequenzen fir
konventionelle Lampensysteme”, sagt Volker Selg. Pa-
rallel dazu werden Energieeffizienz und die Integration
in digitale Produktionsumgebungen weiter zunehmen.
Fir Hoenle bedeutet das: In Zeiten von geopolitischer
Unsicherheit und strukturellem Wandel bilden Kunden-
n&he und Innovation das Fundament kinftiger Wettbe-
werbsfahigkeit. Dabei profitiert das Unternehmen von
Megatrends, die UV-Technologie strukturell beglnsti-
gen. Die Miniaturisierung in der Elektronik, die Umstel-
lung auf emissionsarme Produktionsverfahren sowie die
wachsende Nachfrage nach ruckstandsfreier, schnell
aushéartender Fugetechnik und chemiefreier Entkeimung
spielen direkt in das Portfolio von Hoenle hinein.

Rudi Stallein



